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Abstract (en)
[origin: ES8406564A1] A process for phosphating zinc-plated metal articles, particularly electrolytically zinc-plated steel sheets, by treatment thereof
for a short period with an acidic phosphating solution which, in addition to zinc and phosphate ions, can contain other metal cations and/or anions
of oxygen-containing acids having an accelerating effect, wherein the phosphating solution has a content of Zn2+-cations of between about 1 and
2.5 g/l, a free acid content in the range from 0.8 to 3 points, and the acid ratio of total acid to free acid in the range from 5 to 10. The phosphating
treatment is carried out for a period of time not in excess of about 5 seconds.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Verfahren zur Phosphatierung von elektrolytisch verzinkten Metallwaren, insbesondere elektrolytisch verzinkten Stahlbéandern,
durch kurzfristige Behandlung mit sauren Phosphatierungslésungen, die neben Zink- und Phosphationen weitere Metallkationen und/oder
Anionen sauerstoffhaltiger Sauren mit Beschleunigerwirkung enthalten kénnen. Bei diesem Verfahren werden Zinkphosphat-Schichten einer
flachenbezogenen Masse unterhalb von 2 g/m? ausgebildet. Man arbeitet mit sauren Phosphatierungslésungen, deren Gehalt an Zn?<+> -
Kationen etwa 1 - 2,5 g/l betragt, wahrend der Gehalt an freier Saure im Bereich von 0,8 - 3 Punkten und das Saureverhaltnis Gesamtsaure/freie
Sé&ure im Bereich von 5 - 10 gehalten werden. Die Dauer der Behandlung soll hierbei nicht wesentlich tiber 5 Sekunden betragen. Vorzugsweise
wird mit Nitrat-haltigen Phosphatierungsbadern gearbeitet, wobei das Gewichtsverhaltnis von Zn2<+>/NO3 im Bereich von 1/(1 - 8) und das
Gewichtsverhaltnis von PO4<3><->/NO3<-> im Bereich von 1/ (0,1-2,5) gehalten werden.
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